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PROTECCION RESPIRATORIA

AP 793 Alta Eficiencia (HEPA) P100 (P3) W

APLICACIONES
Humos, Neblinas a base liquidos con o sin aceite, Radio nucleidos, derivados del radon y asbestos. Polvos incluyendo carbon,

algodon, aluminio, trigo, hierro, silice durante procesos industriales, farmacéuticos y/o virus y bacterias en el uso médico.
Esmerilado, lijado, trituracion, procesamiento de minerales y otros matenales. Soldadura, corte con suplete, vertido de
metal, exposicion a plomo, asbesto, cadmio y arsénico.

CARACTERISTICAS
Proteccion contra particulas con certificacidn P100 (P3), filtro plisado. Para su uso en Mascarillas
media cara o cara completa.

LIMITACIONES
No debe usarse en atmosferas con menos del 19.5% de Oxigeno, asi como concentraciones IDLH Mo usar en atmosferas
que contengan vapores y gases toxicos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena.

NUESTRAS VENTAJAS

1) Facil colocacion

2) No afecta |a visibilidad del usuario
3) Entrada tipo bayoneta

4) Ligero y durable

5) Excelente relacién Costo — Eficiencia
6) Compatible con otras marcas

7) Buen rango de vision

CLASIFICACION P100 - P3
LIMITACIONES: No debe usarse en atmosferas con menos del
19.5% de Oxigeno

NORMA: CUMPLE CON LA NOM-116-STPS-2009,

LA NMX-5-054-5CFI-2002,

NRF-123-PEMEX-2007 EN LOS PARAMETROS DE P100.

mwsps . C €

MASCARILLAS 5.4, DEC.V.

T T D793

P3."‘F1un = IFS-ﬁE* ThosH

M-S

com.mx
ﬂsfﬂf”l'ﬂs-
www.apm

ww.apmascarillas.com.mx



